Uchwala 284/X1LIX/2018
Senatu Politechniki Warszawskie)
z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie warunkoéw i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili
ksztalcenia oraz form tych studidow na poszczegolnych kierunkach, prowadzonych w roku
akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzajace
ustawe — Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. poz. 1669) w zwiazku z art. 69,
art. 70 ust. 1-4, art. 72 ust. 1 i art. 323 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. poz. 1668) uchwala sig, co nastgpuje:

§1

. Rekrutacja kandydatéw bedzie przeprowadzana na:

1) studia stacjonarne pierwszego stopnia umozliwiajace uzyskanie tytulu zawodowego
inzyniera albo licencjata, w tym na studia w jezyku angielskim;

2) studia niestacjonarne pierwszego stopnia umozliwiajagce uzyskanie tytulu zawodowego
inzyniera albo licencjata, w tym na studia zaoczne na odleglosc
(przez Internet);

3) studia stacjonarne drugiego stopnia umozliwiajace uzyskanie tytulu zawodowego
magistra albo magistra inzyniera, w tym na studia w jezyku angielskim;

4) studia niestacjonarne drugiego stopnia umozliwiajgce uzyskanie tytutlu zawodowego
magistra albo magistra inzyniera, w tym na studia zaoczne na odleglo$¢
(przez Internet).

Wykaz kierunkow studiow i pozioméw ksztalcenia, profili oraz form studiow prowadzonych

przez poszczegdlne jednostki zawiera zalgcznik nr 1 do uchwaty.

. Rekrutacja bedzie przeprowadzana przez wydzialy i kolegium, oddzielnie na studia

prowadzone wedlug poszczegélnych  programéw studidéw prowadzonych na réznych

kierunkach studiow i formach studiow, o réznych profilach oraz poziomach ksztalcenia.

. Postepowanie w sprawie przyjecia na studia prowadzi odpowiednio Wydzialowa Komisja

Rekrutacyjna albo Komisja Rekrutacyjna Kolegium.

. Liczbe miejsc, na ktore moga zosta¢ przyjeci kandydaci na studia stacjonarne o okreslonym

kierunku oraz poziomie i profilu ksztalcenia prowadzone przez poszczegdlne jednostki, w tym

liczbg miejsc dla osob, ktore mogg zosta¢ przyjete na studia w wyniku potwierdzenia efektow
uczenia sig, okresli Rektor.

. Kandydat na studia, ktory jest studentem tego samego wydzialu, kierunku, stopnia, profilu

i formy studiow Politechniki Warszawskiej, ktore wskazal w podaniu o przyjecie na studia nie

moze zosta¢ przyjety na te studia. Kandydat ktory jest absolwentem okreslonego wydzialu,

kierunku, stopnia i profilu studiow, nie moze by¢ przyjety na ten sam wydzial, kierunek,
stopien i profil studidw.

. Warunkiem ubiegania si¢ o przyjecie na studia wymienione w ust. 1 pkt 1 jest internetowe

zarejestrowanie si¢ kandydata w wyznaczonym terminie w systemie REKRUTACIJA,

terminowe wniesienie oplaty rekrutacyjnej oraz udostepnienie uczelni wynikow



10.

11.

12;

ze $wiadectwa dojrzalosci i innych dokumentow potwierdzajacych uprawnienia kandydata
do przyjecia go na studia, oraz przystgpienia do egzaminu, jesli jest on wymagany.
Po potwierdzeniu dokonania oplaty rekrutacyjnej, rejestracja kandydata jest traktowana jako
zlozenie podania o przyjgcie na studia.

Przyjecia na studia wymienione w ust. 1 pkt 1 sa zorganizowane w formie czterech
konkursow, réznigcych si¢ procedurami kwalifikacyjnymi i harmonogramem dziatan:

1) nakierunek Architektura prowadzony w jezyku polskim,

2) nakierunek Architektura prowadzony w jezyku angielskim,

3) na pozostate kierunki prowadzone w siedzibie PW w Warszawie,

4) na kierunki prowadzone w PW Filii w Plocku

Do kazdego z tych konkurséw kandydat moze si¢ zarejestrowac tylko jeden raz. W przypadku
kilku rejestracji, rozpatrywane bedzie tylko to zgloszenie, na ktére oplata rejestracyjna
wplynie najwczesnie;.

Szczegolowe zasady przyjec na studia wymienione w ust. 1 pkt 1 podane sg w zalaczniku nr 2
do uchwaly.

. Osoby zakwalifikowane na studia sa obowigzane do zlozenia wymaganych dokumentow

w wyznaczonym terminie. Niezlozenie dokumentéw w tym terminie jest jednoznaczne

z rezygnacjg z podjecia studiow na kierunku studiow i wydziale, na ktore kandydat zostal

zakwalifikowany.

Warunkiem ubiegania si¢ o przyjecie na studia wymienione w ust. 1 pkt 2 jest internetowe

zarejestrowanie si¢ kandydata w systemie REKRUTACJA, terminowe wniesienie oplaty

rekrutacyjnej oraz terminowe zlozenie wymaganych dokumentow.

Szczegblowe zasady przyjec na studia wymienione w ust. 1 pkt 2 podane sg w zalagczniku nr 2

do uchwaly.

Warunkiem ubiegania si¢ o przyjecie na studia wymienione w ust. 1 pkt 3 i ust. 1 pkt 4 jest

internetowe  zarejestrowanie  si¢  kandydata w  systemie =~ REKRUTACJA

W wyznaczonym terminie, terminowe wniesienie oplaty rekrutacyjnej oraz terminowe

zlozenie wymaganych dokumentow.

Szczegbélowe zasady przyje¢ na studia wymienione w ust. 1 pkt 3 i ust.] pkt 4 zawarto

w zalgezniku nr 3 do uchwaly.

O przyjgcie na studia wymienione w ust. 1 mogg takze ubiega¢ si¢ kandydaci, ktorzy spehili

warunki wymienione w uchwale nr 302/XLVIII/2015 Senatu Politechniki Warszawskiej z

dnia 20 maja 2015r. w sprawie potwierdzania efektdéw uczenia  sie,

i ktérym, zgodnie z procedurami przewidzianymi w tej uchwale, uznano, ze efekty uczenia

si¢ uzupelniajg kompetencje formalne w stopniu wystarczajgcym do podjecia studiéow na

danym stopniu i kierunku.

Zasady wymienione w ust. 1-10, z zastrzezeniem ust. 13, dotycza obywateli polskich oraz

cudzoziemcow aplikujgcych na studia w jezyku polskim posiadajacych:

1) udokumentowany jeden z wymienionych ponizej statuséw prawnych na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej:

a) jest obywatelem panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji

Szwajcarskiej lub panstwa czlonkowskiego Europejskiego  Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
i czlonkéw ich rodzin, mieszkajacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,



b)

d)

f

g)

oraz
2)

d)

udzielono mu zezwolenia na pobyt staly, lub jest rezydentem dlugoterminowym Unii
Europejskie;j,

udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy w zwigzku z okolicznosciami,
o ktérych mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2094)

posiada status uchodzcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta
z ochrony czasowej albo ochrony uzupelniajacej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskie;j,

posiada Karte Polaka lub jest osoba, ktérej wydano decyzj¢ w sprawie stwierdzenia
polskiego pochodzenia,

jest malzonkiem, wstepnym lub zstepnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
mieszkajacymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

posiada certyfikat pos$wiadczajacy znajomos$é jezyka polskiego jako obcego,
o ktorym mowa w art. lla ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1999 r.
o jezyku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie bieglosci
jezykowej C1

jeden z wymienionych ponizej dokumentéw poswiadczajacych znajomos$¢ jezyka
polskiego (nie dotyczy posiadaczy statusu wymienionego w ust. 12 pkt 1 lit. g)
Swiadectwo ukonczenia kursu przygotowawczego do podjecia ksztalcenia
w jezyku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez ministra
wlasciwego do spraw szkolnictwa wyzszego,

swiadectwo zdania sprawdzianu z jezyka polskiego w Studium Jezykéw Obcych
Politechniki Warszawskiej,

certyfikat znajomosci jezyka polskiego na poziomie co najmniej B1 wydany przez
podmiot uprawniony przez Panstwowa Komisje do spraw Pos$wiadczania
Znajomosci Jezyka Polskiego jako Obcego,

$wiadectwo dojrzatosci lub dyplom ukonczenia studiow wydane w polskim systemie
edukacii, Swiadectwo ukonczenia szkoty ponadpodstawowe;j
za granica, w ktorej zajecia byly prowadzone w jezyku polskim.

Przyjgcia na studia pozostalych cudzoziemcow, odbywaja si¢ zgodnie z odrgbnymi
przepisami dotyczacymi odbywania studiow przez cudzoziemcow.

13. Decyzje w sprawie przyjecia na studia cudzoziemca podejmuje Rektor w drodze decyzji
administracyjne;.

14. Proces rekrutacji odbywa si¢ z wykorzystaniem systemu informatycznego REKRUTACJA
opracowanego przez Centrum Informatyzacji PW. System ten zaklada kazdemu
zarejestrowanemu kandydatowi Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR).

15. Terminy rozpoczegcia i zakonczenia rekrutacji podane sg w zalaczniku nr 4 do uchwaly.



§2
Traci moc uchwala nr 213/XLIX/2018 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 maja
2018 r. w sprawie warunkow i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili

ksztalcenia oraz form tych studidw na poszczegoélnych kierunkach, prowadzonych w roku
akademickim 2019/2020.

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Sekretarz Senatu Rektor
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mgr Beata Dobrzeniecka prof. dr hab. inz. Jan Szmidt




